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Infroduccién

No ionizantes

Aun no se logra evidenciar claramente si la exposicion
laboral a CEM aumenta el riesgo de algunas patologias
(cancer), pero se han aumentado los esfuerzos de
investigacion. La OMS busca identificar otros efectos en
salud a través del Proyecto Internacional CEM.*

El Decreto 594, solo fija valores para radiacion laser,
microondas y luz UV. En este sentido, el identificar la
normativa internacional permitira dar directrices al
trabajo local como parte de la labor de la salud publica
nacional.

Materiales y Métodos

La exposicién laboral a Campos Electromagnéticos (CEM) de 0
Hz-300 GHz es menos evidente que otras como a quimicos o
radiacién nuclear.!

La pandemia de COVID-19, permitié trabajar a distancia con el
uso de alta tecnologia en equipamientos, lo que aumentd el
uso de fuentes emisoras en dreas como telecomunicaciones,
telemedicina, herramientas, equipos de salud, etc., por lo que
es un desafio actual de la Salud Publica mundial. 2
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Este trabajo fue seleccionado en la Convocatoria de Proyectos de Investigacion e Innovacion en Prevencion de Accidentes
y Enfermedades Profesionales 2022 de la Superintendencia de Seguridad Social (Chile), y fue financiado por la Asociacién
Chilena de Seguridad con recursos del Seguro Social de la Ley N°16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

Conclusion

Ante la ausencia de certeza de Dano:
PREVENCION

Empleadores y trabajadores deben estar informados sobre
los riesgos asociados a CEM para tomar acciones
preventivas, sobre todo los que son mds susceptibles a esta
exposicion como embarazadas o con implantes médicos
pasivos/activos.Necesario  que equipos/herramientas
informen los CEM de exposicion durante su uso

Organismos como la Comision Interamericana de
Proteccién Radiologica de CEM, plantean aplicar los
mismos principios de las radiaciones ionizantes ante la
posibilidad de danos a la salud por CEM.

Chile (2023) inici6 la actualizacion del Decreto 594, en este
contexto es relevante el didlogo entre la comunidad
cientifica, autoridad sanitaria, empleadores y trabajadores
sobre prevencion de CEM.
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